Ay ve Mars’in Kosullanna Uyacak Uzay Elbiseleri Tasarlaniyor
Yd 2018,., Mars, dinyaya 78 milyon
ﬂemmtbmkmmchbh-mkﬂn Bir 1zay
gemisl, aylar siren gesegenleraras: yolculuktan
sonra, Mars diizligine infyor, Gemiden inenler
birer dinyalt olarak, tim insaniigin ve hilim
adamiarmin yigyillardir flgisind pekcen Mars'a ilk
defa ayak basiyorlsr.
Astronotlar uzay gemisinden gaktiktan son-
o, atmosferde hayatlarmn sirdirebilmek fein
uzay elhiselerf ve yagam destek malzemelerine ge-
reksinim duyarlar. UTC do lste bu gereksinime
cevap verecek yeni teknolojiler gelistiriyor.
United Technologies Corporation
(UTC)'m Hamilton Standart bilimindeki uzay
elbiseler! izmanlarnnin yaptiklart aragtirmalars
#ire, Ay ve Mars's ayak basacak olan astronot-
larmn giyeced elbiseler, gininigte gindmitz ast-
ronotlarmin giydiklerine benziyor; yasam destek
fonksiyonlart ise ayni. Ay ve Mars'ta 11, pekim Reumdc 2000°li yallarin bmda. ilk Mars yalcm‘ugn min tasarlanan
Kuvvetleri ve vakum dereceleri gibi atmosfer ko-  uzay elbiseleri goriilityor. Mars’a avak basacak olan astronotlar vii-
sullat dedisik oldudundan, yagem, destekte fukli  cudu ikinei bir deri gibi saran uzay elbiseleri giyebilecekler. United
ve genellikle zorlayicr kogullar dofurar. Technologies Corporation (UTC) tarafindan tasarlanan elbiselerin ge-
UTC'nin et T CI netik mithendislerince diretilmis olan kumagi, viicuda sabit yasamsal
rinde galit biﬁ'ﬂmmtv elbiselt, olimpik ka- basincr uygulayacak sekilde ve insan kasi seklinde tasarlaniyor.
vk elbisesi modelinde ve bacaklar iinci bir deri UTC'nin Hamilton Standart bilimindeki  mak igin elbisenin iginde kalir. Elbiselerin sen-
gibi sarvor. uzay elbiseleri mihendislerine gire, Ay ya da  totik dokusunu astarlayan ince ve yumusak zar,
Bayle bir uzay elbisesf jpin genetik mithen-  Mars'ta giyilen bir uzay elbisesi 20 kg dan fazla ~ istenen ve istenmeyen gazlart filtre eder, UTC"
distigi ke molekiler biyolojivi birlegtiren yepye-  Oltamall. Bununia birfikte, Mars'taki gekim kuv- deki aragtirmacilar bu tiir gazlarm seglel filtre
i bir teknoloji kullambyor, Ebisenin kumagi, go- Vet Ay 'dakinden lazla ofdugundan, Mars'ta kul-  dselliklerinin gelecekteki Ay ve Mars aragtirma-
netik mahendislerinee dretihnis proteinden ya-  lanilacak uzay elbiseler, ginimiz teknolofisin-  larmda kullanlabilecek uzay elbiselert fgin unut
pilyor ve bir kasn yaptils gibi, kasilabifme fonk-  de kulanlen elbiselerin yarmndan daha az bir  vericl buluyorlar, Bu yeni elbiselerds, zar dokis-
oz i agurikta olmab. larmn bullouhas, gz bilesikerindaymak g
Astronotu ikinei bir deri gbi saran bu yeni Astronotlar nefes aldikga, soluduklart muh- BWWWMIWMW“@
uzay elbisesi, aym zamanda gazlan segerek ge-  temelen zehirl karbondioksit v elbiselrin igin-  dekI hedeflerinden birf ise, karbondioksit ve ne-
piyr;bllle elbis,karbondioksi g ve  doki em, elbisenin kusundin Mrs o 1 karken osfen ende tutan i 3¢
nem kontrolini kends kendine, yosan destek  rine geger. Aynt and, sstomki oksjen, yeni-  Selistimek
dnitesinden yapabiliyor. den solumak ve normal atmosfer hasinomi kor- Straleji Basin Bllteni
SONUC tik elmasin endistriyel uygulamasi, éntimizdeki yil-

Genelde siis tag olarak bilinen elmasin {istiin
dzellikleri nedeniyle endistriyel kullanimi da yaygin-
lagmistir.

Sis tagi kalitesinde olmayan dogal elmaslar ve
yapay olarak iretilen sentetik elmaslar endiistride
degisik alanlarda kullaniimaktadir. 1950'lerde ger-
ceklestirilen sentetik elmas (iretimi, su anda 50
ton/yil seviyesine ulasmisgtir.

Sentetik elmas {iretimi i¢in genelde yiiksek ba-
sing ve yllksek sicakliklar gerekirken elmas kapla-
ma ydntemi diigiik basinglarda gergeklesmektedir.
Hatta "‘elmasa benzer'' tabaka diye s6z edilen kap-
lama oda sicakliklarinda bile yapilabilmektedir. Sen-
tetik elmasin pratikte uygulama bulmasi, Japonlar
sayesinde 1980'lerden sonra olmustur. Japonlarin
bu konuda 200'0in Ustlinde patentleri vardir. Sente-
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larda hizla gelisecege ve birgok yerde karsimiza ¢i-
kacaga benzemektedir.
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